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OPIS:

Kandydat do objecia stanowiska adiunkta powinien wykaza¢ doswiadczenie w prowadze-
niu zaje¢ dydaktycznych, a takze w prowadzeniu prac badawczych 1 pracy w laboratorium, udo-
kumentowane publikacjami naukowymi w zakresie inzynierii materiatowej. Do zadan osoby za-
trudnionej na stanowisku adiunkta bedzie naleze¢ prowadzenie zaje¢ dydaktycznych, w tym w
jezyku angielskim (samodzielnie, zaréwno w formie wykltadéw, ¢wiczen, jak i zaje¢ laboratoryj-
nych 1 projektowych) z zakresu teoretycznych podstaw materialoznawstwa, nowoczesnych mate-
riatéw funkcjonalnych, metod prézniowych i plazmowych w inzynierii powierzchni, w szczegdl-
nosci metod fizycznego i chemicznego osadzania powtok z fazy gazowej, a takze biomateriatéw,
fizyki procesow inzynierskich oraz fizyki ciata statego, chemii technicznej i materialéw konstruk-
cyjnych do zastosowan kosmicznych. Procesy dydaktyczne bedg wspomagane metodami Problem
Based Learning oraz Design Thinking.

W ramach pracy naukowej 1 badawczej osoba na stanowisku adiunkta bgdzie samodzielnie
prowadzi¢ prace w zakresie inzynierii powierzchni, a w szczeg6lnosci wytwarzania cienkich po-
wlok plazmowymi metodami fizycznymi i chemicznymi oraz bada¢ wilasciwosci fizyczne, che-
miczne i mechaniczne materialéw objetosciowych oraz cienkich powtok. Ponadto do jej obowigz-
kow bedzie naleze¢ prowadzenie procesow badawczych 1 dokumentacji diagnostyki plazmy nisko-
temperaturowej metodami spektroskopii emisyjnej oraz analizy pragdowo-napigciowej plazmy z
wykorzystaniem sondy Langmuira. Do zadan laboratoryjnych naleze¢ bedzie prowadzenie proce-
sOw technologicznych na aparaturze prézniowej i prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej oraz
automatyzacja aparatury z wykorzystaniem srodowiska LabView. Osoba ta powinna mie¢ takze
doswiadczenie w zakresie analizy sktadu chemicznego i fazowego oraz wtasciwosci optycznych i
tribologicznych materiatéw objetosciowych i cienkich powtok

Do konkursu mogg przystapi¢ absolwenci wyzszych studiéow technicznych legitymujacy sie
dyplomem doktora nauk technicznych oraz spelniajacy nastepujace wymagania:
1. posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie inzynieria materiatowa.
2. doswiadczenie w prowadzeniu zaje¢ dydaktycznych w postaci wyktadéw ¢wiczen i labora-
torium
3. znajomos$¢ i udokumentowana praktyka w zakresie technik wytwarzania cienkich powlok
o specyficznych wilasciwosciach mechanicznych, tribologicznych, optycznych, katalitycz-
nych oraz elektrycznych, a takze do$wiadczenie w prowadzeniu proceséw technologicz-
nych z wykorzystaniem metod chemicznego i fizycznego osadzania z fazy gazowej, w tym
rozpylania magnetronowego, odparowania filtrowanym tukiem katodowym i metod hy-
brydowych.
4. znajomo$¢ technik badawczych dotyczacych analiz Zaroodpornosci oraz przewodnosci
cieplnej materiatéw objetosciowych i cienkich powlok.
5. znajomos$¢ w zakresie technik obrébek cieplnych i cieplno-chemicznych.



6. znajomos¢ metod 1 technik badawczych sktadu chemicznego i1 fazowego oraz struktury
materiatlow objetosciowych i cienkich powtok ze szczegélnym uwzglednieniem metod
XRD, XPS

7. znajomo$¢ metod i technik badawczych wykorzystywanych w diagnostyce plazmy nisko-
temperaturowej, a takze doswiadczenie w analizie plazmy metodami spektroskopii emisyj-
nej i przy pomocy sondy Langmuira.

8. znajomos¢ technik badawczych dotyczacych wlasciwosci mechanicznych, tribologicznych
i optycznych ciat statych.

9. dorobek naukowy obejmujacy, co najmniej dwie publikacje z listy JCR.

10. znajomos$¢ jezyka angielskiego, w tym stownictwa technicznego.

11. biegle postugujacy si¢ jezykiem polskim w mowie 1 pismie.

Kandydaci przystepujacy do konkursu sg zobowiazani zlozy¢ nastepujace dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki L.6dzkiej,
2. kwestionariusz osobowy,
3. dorobek naukowy i dydaktyczny,
4. odpisy dyploméw uzyskanych stopni naukowych, §wiadectw ukonczonych specjalistycz-
nych kurséw i szkolen
kserokopi¢ najwazniejszych publikacji
oswiadczenie kandydata, ze PL bedzie podstawowym miejscem pracy

A

Dokumenty nalezy sktada¢ w sekretariacie Instytutu Inzynierii Materiatowej PL przy ul. Stefa-
nowskiego 1/15 (budynek A18, Fabryka Inzynierow XXI wieku, pok. 444).

Adres e-mail, na ktéry beda wyplywac¢ ewentualne oferty:
inzynieria.materialowa@info.p.lodz.pl

Termin zgtoszen do konkursu uptywa z dniem: 09.02.2019r.
Planowany termin zatrudnienia: 01.03.2019r.

Organizator konkursu zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia konkursu bez podania przyczyn.
Rozstrzygnigcie konkursu nie jest rOwnoznaczne z nawigzaniem stosunku pracy z Politechnikg
F6dzka.

Ostateczng decyzje o zatrudnieniu podejmie Rektor w oparciu o rekomendacje komisji konkurso-
wej.



